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摘要(译)

本发明提供一种像素界定层的制作方法与OLED器件的制作方法。本发明
的像素界定层的制作方法，采用纳米压印技术形成具有双层结构的像素
界定层，工艺简单，制作成本低，所制作的像素界定层能够界定出像素
区域，从而便于采用喷墨打印工艺制作OLED器件，在低成本的新型
OLED显示器领域具有很好的应用前景。本发明的OLED器件的制作方
法，采用上述像素界定层的制作方法得到像素界定层，然后通过喷墨打
印的方式形成有机功能层，工艺简单，制作成本低。
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